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高周波誘導により生成する約10,000度の熱プラズマを利用し、瞬時に蒸発や溶融、

反応や改質など、急速加熱から急冷による材料プロセッシングが可能です。

用途例
● ナノ粒子や複合粒子、　球状粒子の作製
● 微粉末・ナノ粒子の化学合成や反応、改質
● 厚膜合成、溶射、CVD
● 有害ガス分解
● 溶解

サブミクロン～100μm程度の微粒子を安定供給可能なテーブル式
パウダーフィーダーです。
配管を通してキャリアガスと共に微粉末を搬送します。
今まで困難であった凝集性の高い1～数μmの微粒子も送ることができます。

アルミナ3μ粉末の供給例

供給配管

供給配管


